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MISE EN CONTEXTE

Secteur de la fabrication de produits en granit et en
matériaux composites contenant de la silice cristalline

De 2004 a 2008, 157 cas de silicose ont été acceptés par la
CNESST @

RSST: VEMP =0,2mg/m 3; OSHA: 0,05mg/m 3

3
LOindustrie du granit est essentie
regionsde | 6 Estri e et de Montr ®al

En Estrie seulement, ce secteur compte environ une
trentaine dbébentreprises80§ui empl ol
travailleurs
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OBJECTIF

Comprendre les mécanismes de génération et de
dispersion des particules lors des opérations de
polissage a sec ou par voie humide afin de mieux

les contrbler &
A tant par le procédé industriel lui -méme (vitesse
et angle de polissage, quan
etc.) (ETS)
A que par la ventilation (vitesse et angle de
captage, direction de | 6®co

(IRSST ET POLY)
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Polissage a sec et humide

Emission et dispersiordes Dispersion et contrbéle des contaminants
particules dans la machimetil autour doun di sgq

Prédiction des émissions en fonctimF T

des conditions de travail controlées  \jlidations de la simulation numériq\~1e
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PROPRIETES DES GRANITS

RESULTATS

Emissions des PF et PUF
Dispersions des PF et PUF
Fini de surface
Caractérisation

Taille du disque

Procédé humide

i« RECAPITULATION
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avec et sans vitesse dbébavance
Fini de surface

Poussieres respirables
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PROPRIETES DES GRANITS

Minéralogie d"une lame mince polie
(I0S Services Gepscientifiques inc.)

granit blanc
40 % SiO, et 50 % Si

<

granit noir

0 % SiO, et 10 % Si

Minéral % Taille Texture

Quartz 40 1455mm  Agrégat granulaire, subautomorphe, fissuré
Kfeldspath perthitique |38 05&7mm  Subautomorphe, kaolinitisé

Plagioclase 19 1a46mm Automarphe, zoné, + saussuritisé

Albite €2 10,120,35mm | Xénomorphe intergranulaire, en bordure du plagioclase
Biotite 2 04a2mm | Pailleftes intergranulaires

Chlorite tr 105mm En altération de la biotite

Zircon tr 1<012mm | Automorphe

Apatite tr 1<015mm | Automorphe

Alanite? tr 10,024 04 mm | Prisme allongé orange, isotrope

Oxydes defertfitane | 0,3 0,082 04 mm | Automorphe & xénomorphe

Sulfure tr 102mm Xénomorphe intersttielle

X
b
i &

Mingrals R Texture

Plagioclase 67 | 02a17mm | Enlattes jointives, non orientées

Orthopyroxéne 1 (Ferrosilite) | 21 | 1410mm | Intergranulaire,

Biofite <4 102a2mm | Pailettes en bordure de I'orthopyroxene et des oxydes de

fer

Qlivine (fayalite) 1 06admm | Xénomorphe

Chlorite 1 Amas feutré apres [olivine

Orthopyroxéne 2 (hypersthéne) | tr | 3mm En liséré entre [clivine et le plagioclase

Clinopyroxéne (diopside) fr | 35um Inclusion dans le plagioclase

Amphibole (homblende) fr o 01mm Xénomorphe

Apatite 1 183mm  Granulare

Oxydes de fer £ fitane 45/084a4mm | Xénomorphe granulaire

Sulfures fr |<03mm  Enplage, associée a oxydes de fer et biotite
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RESULTATS - Ganulométrie

Granulométrie des PF

blanc

V Granit noir genere plus de poussiere

V PF (600 nm); PUF (70 nm)

V CPUF >> CPF

V Ebauche génére plus PF que la finition

noir

Granit noir
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